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корпуса микросхемы, изменению выше перечисленных параметров и в конечном итоге
выходу ИМС из строя.  Особенно критичны к такому режиму КМОП схемы.
При постановке преднамеренных помех эту особенность можно использовать
для временного вывода из строя различного радиоэлектронного оборудования, например,
цифровых систем обработки радиолокационных изображений. Поэтому
при проектировании аппаратуры следует уделять внимание снижению уровней ее
излучения за счет переключений непосредственно ИМС, по спектру которого можно
определить наиболее критичные с точки зрения действия преднамеренных помех
частоты. В третьей области имеют место сбои, обусловленные изменением параметров
ИМС за счет детектирования огибающих ЭМП, а также за счет паразитных резонансных
явлений на некоторых частотах.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ В СРЕДЕ MULTISIM

Р.Г. ХОДАСЕВИЧ

При проектировании радиоэлектронных устройств с использованием программ
машинного моделирования наряду с физическими (реальными) экспериментами
широкое распространение получило компьютерное проектирование и анализ цифровых
устройств в среде схемотехнического моделирования Multisim. Особенностью
программной среды Multisim является наличие в ее библиотеке более 16000 реальных и
виртуальных электронных компонентов, сопровождаемых аналитическими моделями,
пригодными для быстрого моделирования. Реальные компоненты являются аналогами
пассивных и активных элементов, а также интегральных микросхем, выпускаемых
в настоящее время радиоэлектронной промышленностью. Виртуальные компоненты
элементной базы являются математическими моделями.

С помощью программы Multisim можно создавать, моделировать и исследовать как
простые, так и сложные аналоговые и цифровые радиоэлектронные устройства.
Программа Multisim имитирует реальное рабочее место в исследовательской
лаборатории, которое оборудовано контрольно-измерительными приборами,
по характеристикам, приближенным к их промышленным аналогам. Это генераторы,
мультиметры, осциллографы, анализаторы спектра, измерители АЧХ и ФЧХ,
измерители нелинейных искажений, преобразователи и анализаторы логических
сигналов и другие. Большое количество и разнообразие моделей аналоговых, цифровых и
смешанных аналого-цифровых приборов, средств анализа и виртуальных приборов
делает среду Multisim удобным инструментом для схемотехнического моделирования и
анализа цифровых устройств. Программа Multisim позволяет осуществить
проектирование и экспериментальные исследования устройств и систем
радиоэлектронной техники, в том числе различных генераторов псевдослучайных
сигналов применяемых в цифровых системах защиты информации.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАТЕЛЯ ИМПУЛЬСНЫХ СИГНАЛОВ
ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ

АППАРАТУРЫ ПО ЦЕПЯМ СВЯЗИ И ПИТАНИЯ

Н.И. ШАТИЛО, В.А. ЕВСТИГНЕЕВ

Одним из направлений сохранения информации является защита информации
от непреднамеренных помех по цепям связи и питания.
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Источниками таких помех могут быть разряды молний или аварийные режимы
высоковольтных линий электропередачи, а также работа мощного силового
оборудования: электромоторов, контакторов, аппаратов сварки и т.п.

Различают следующие виды стандартизованных помех: импульсные
(микросекундные, наносекундные, колебательные затухающие) и длительные (перепады
сетевого напряжения).

Каждому из видов помех соответствуют собственные модели формирователей,
приведенные в соответствующих стандартах. Однако в данных моделях не учитываются
паразитные параметры элементов моделей, что не позволяет обоснованно выбрать типы
компонентов формирователя.

В докладе рассматривается универсальная модель формирователя импульсных
сигналов, позволяющая создавать все указанные выше виды помех, а также
нестандартные помехи для анализа устойчивости аппаратуры в определенной помеховой
обстановке.

Описывается программа расчетов параметров компонентов. Исходными данными
для расчетов являются: длительность импульса, длительность переднего фронта
импульса, значение обратного выброса, частота и декремент затухания колебательного
процесса, а также допустимые отклонения этих параметров от номинального значения.

В результате расчета определяются номинальные значения компонентов
формирователей и приемлемые значения паразитных параметров этих компонентов.

ФОРМИРОВАНИЕ НАНОРАЗМЕРНЫХ СТРУКТУР
ДЛЯ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

К.Д. ЯШИН, Г.К. ЖАВНЕРКО, В.С. ОСИПОВИЧ, О.С. ГЛАДКАЯ, В.С. КОВАЛЁВ

Локальная модификация поверхности применяется для разработки и создания
средств защиты информации. Актуальной задачей является формирование источников
одиночных фотонов для освоения квантовой криптографии. Построение таких
источников требует высокой точности построения структуры [1]. С помощью
сканирующего атомно-силового микроскопа "Nanoscope 3D" (фирмы Veeco, США), можно
осуществлять локальную модификацию поверхности на молекулярном уровне.
Для обеспечения нанолитографии на атомно-силовом микроскопе разработано
специальное программное обеспечение, позволяющее управлять иглой микроскопа (типы
игл микроскопа для модификации поверхности: DDESP-10, MLCT-AVNM, ORC8-35,
SCM-PIT, MESP, NP-1).

С помощью созданного программного обеспечения рисования матрицы кругов, была
проведена литография на полимере PVP (поливинилпиридин). Был задан круг
диаметром в 1 мкм и расстояние между кругами 3 мкм. В результате взаимодействия
иглы с подложкой, игла вдавливается и снимает поверхностный слой, вследствие чего
рисует матрицу кругов. Созданное программное обеспечение также позволяет рисовать
матрицу кругов тиолами, регулируя время контакта иглы с подложкой, а так же скорость
перемещение иглы для последующего травления или наращивания с целью
формирования рисунка.

Также было разработано программное обеспечение, позволяющее создавать массив
точек. Программа создает массив точек в области от 1 до 80 мкм, расстояние между
точками по вертикали и горизонтали, так же как и область массива точек задается
пользователем в диалоговом окне разработанного программного обеспечения. Массив
точек создается иглой смоченной тиолами SHC18H38, O=

OH-2310 CHC-HS , диаметр точек
регулируется временем контакта иглы микроскопа с подложкой. Время контакта иглы
с подложкой задается пользователем в рамках от 0,1 то 10 с в диалоговом окне




